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一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制

备装置，包括导入轮、卷绕滚筒和辅助辊，还包括

上部开口的氧化槽，卷绕滚筒中部具有环状缺

口，氧化槽位于卷绕滚筒的缺口处，铝导线随着

卷绕滚筒的旋转在卷绕滚筒和辅助辊的夹持下

以螺旋形旋进，铝导线在旋进到环状缺口处时旋

入氧化槽内，氧化槽内具有阴极板和电解液，阴

极板和铝导线分别接微弧氧化/热电化学氧化电

源，铝导线在经过氧化槽后被氧化成为陶瓷绝缘

铝线圈。本发明的装置中，铝导线直接旋入氧化

槽内，即使铝导线由于高温软化以悬垂的方式伸

入氧化槽内，也不影响整个装置的运行，克服了

原装置由于导线进出口狭窄导致的卡线缺陷。
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1.一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，包括导入轮、卷绕滚筒、辅助辊，

其特征在于，还包括上部开口的氧化槽，卷绕滚筒中部具有环状缺口，环状缺口与卷绕滚筒

同轴，氧化槽位于卷绕滚筒的缺口处，铝导线由导入轮送入卷绕滚筒和辅助辊间，铝导线随

着卷绕滚筒的旋转在卷绕滚筒和辅助辊间以螺旋形旋进，铝导线在旋进到环状缺口处时旋

入氧化槽内，从氧化槽一侧旋入之后从另一侧旋出，氧化槽内具有阴极板和电解液，铝导线

在经过氧化槽时被氧化成为陶瓷绝缘铝线圈。

2.根据权利要求1所述的一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，其特征在

于，所述氧化槽为绝缘材质。

3.根据权利要求2所述的一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，其特征在

于，所述氧化槽的材质为PVC。

4.根据权利要求2所述的一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，其特征在

于，所述阴极板位于所述氧化槽底部。

5.根据权利要求4所述的一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，其特征在

于，所述阴极板为不锈钢板。

6.根据权利要求1所述的一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，其特征在

于，还包括电解液循环系统，所述氧化槽的两侧还具有进水管和出水管，进水管和出水管接

电解液循环系统。

7.根据权利要求6所述的一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，其特征在

于，所述进水管位于所述氧化槽底部，所述出水管位于所述氧化槽上部。

8.根据权利要求1所述的一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，其特征在

于，所述卷绕滚筒中部具有两个环状缺口，所述氧化槽有两个，两个环状缺口处各有一个氧

化槽，两个氧化槽内的阴极板分别接氧化电源。

9.根据权利要求8所述的一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，其特征在

于，还包括两个相互独立的电解液循环系统，所述氧化槽的两侧还具有进水管和出水管，两

个氧化槽上的进水管和出水管分别连接一个电解液循环系统。
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一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置

技术领域

[0001] 本发明涉及用于制作变压器绕组的陶瓷绝缘绝缘铝线圈的生产装置，具体涉及一

种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置。

背景技术

[0002] 陶瓷绝缘铝导线不耐大曲率的弯折，使用这种陶瓷绝缘铝导线以传统的方法制备

变压器绕组容易导致陶瓷绝缘膜层破损。专利CN202211198053X公开了一种制备陶瓷绝缘

铝线圈的装置，将铝导线预弯成螺旋状旋入氧化池进行氧化处理，在处理后自然成型为陶

瓷绝缘铝线圈。铝导线具有一定的刚性和韧性，正常情况下，其可以维持螺旋状旋入旋出氧

化池。然而铝的熔点较低，在大电流高压处理的工况下，铝导线会一定程度上变软。专利

CN202211198053X中的装置，通过盘状的氧化池对螺旋旋进的铝导线进行氧化处理。铝导线

在温度过高时由于变软而在脱离卷绕滚筒后发生变形，导致铝导线在旋进到导线入口处出

现卡线现象，需要人工采取一定的辅助措施才能使铝导线的旋入、旋出进程顺利进行。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，以克服

现有的制备装置由于铝导线高温变软而运行不畅的缺陷。

[0004] 为实现上述发明目的，本发明的技术方案具体如下：

[0005] 一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，包括导入轮、卷绕滚筒和辅助

辊，还包括上部开口的氧化槽，卷绕滚筒中部具有环状缺口，环状缺口与卷绕滚筒同轴，氧

化槽位于卷绕滚筒的缺口处，铝导线由导入轮送入卷绕滚筒和辅助辊间，铝导线随着卷绕

滚筒的旋转在卷绕滚筒和辅助辊的夹持下以螺旋形旋进，铝导线在旋进到环状缺口处时部

分伸入氧化槽内，氧化槽内具有阴极板和电解液，阴极板和铝导线分别接微弧氧化/热电化

学氧化电源，铝导线在经过氧化槽后被氧化成为陶瓷绝缘铝线圈。铝导线通过电刷或导电

铜轮接电。

[0006] 进一步的，所述氧化槽为绝缘材质。

[0007] 进一步的，所述氧化槽的材质为PVC。

[0008] 进一步的，所述阴极板位于所述氧化槽底部。

[0009] 进一步的，所述阴极板为不锈钢板。

[0010] 进一步的，还包括电解液循环系统，所述氧化槽的两侧还具有进水管和出水管，进

水管和出水管分别接电解液循环系统的出水管和进水管。

[0011] 进一步的，所述进水管位于所述氧化槽底部，所述出水管位于所述氧化槽上部。

[0012] 进一步的，所述卷绕滚筒中部具有两个环状缺口，所述氧化槽有两个，两个环状缺

口处各有一个氧化槽，两个氧化槽内的阴极板分别接氧化电源。氧化槽间的铝导线作为连

接两个氧化槽内铝导线的导体。旋入两个氧化槽电解液的铝导线则在两个氧化槽内发生微

弧氧化/热电化学氧化。在铝导线不断旋进的过程中，通过氧化槽的铝导线不间断的不氧
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化。

[0013] 进一步的，还包括两个相互独立的电解液循环系统，所述氧化槽的两侧还具有进

水管和出水管，两个氧化槽上的进水管和出水管分别连接一个电解液循环系统。

[0014] 与现有技术相比，本发明的有益技术效果：

[0015] 本发明的装置中，铝导线直接旋入氧化槽内，即使铝导线由于高温软化以悬垂的

方 式 伸 入 氧 化 槽 内 ，也 不 影 响 整 个 装 置 的 运 行 ，克 服 了 原 装 置 (公 开 于 专 利

CN202211198053X中)由于导线进出口狭窄导致的卡线缺陷。

附图说明

[0016] 图1是本发明实施例1装置的运行原理示意图；

[0017] 图2是本发明实施例1中的一种制备陶瓷绝缘铝线圈装置的结构示意图；

[0018] 图3是本发明实施例1中氧化池的俯视图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合附图和具体实施例，对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。显

然，所描述的实施例仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施

例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于

本发明保护的范围。

[0020] 实施例1

[0021] 如图1和2所示，一种基于开口氧化槽的陶瓷绝缘铝线圈制备装置，包括导入轮1、

卷绕滚筒2、辅助辊3，还包括上部开口的氧化槽4。卷绕滚筒2中部具有环状缺口，环状缺口

与卷绕滚筒1同轴，氧化槽4固定在卷绕滚筒2下部的缺口处。铝导线5由导入轮送入卷绕滚

筒2和辅助辊3间，铝导线5随着卷绕滚筒2的旋转在卷绕滚筒2和辅助辊3的夹持下以螺旋形

旋进，氧化槽4为固定不动状态，铝导线5在旋进到环状缺口处时从氧化槽4一侧旋入之后从

另一侧旋出。氧化槽4内具有阴极板401和电解液，阴极板401和铝导线5分别接微弧氧化/热

电化学氧化电源。铝导线5在经过氧化槽4时被氧化成为陶瓷绝缘铝线圈。其中，导入轮1为

导电铜轮，铝导线5通过导电铜轮接电。氧化槽4为绝缘材质(PVC)，即使伸入氧化槽4的铝导

线5由于变形与氧化槽4侧壁接触也不会发生短路。

[0022] 阴极板401位于氧化槽4底部，优选的，阴极板401为不锈钢板。通过控制氧化槽4底

部与卷绕滚筒2轴线的距离，使得铝导线5即使在最大程度软化以悬垂方式进氧化槽的情况

下，铝导线5也不与底部的阴极板401触碰。

[0023] 氧化槽4的两侧还具有进水管402和出水管403，氧化槽4通过进水管402和出水管

403与电解液循环系统组成水循环回路。优选的，进水管402位于氧化槽4底部，出水管403位

于氧化槽4上部。

[0024] 实施例2

[0025] 如图3所示，本实施例的装置与实施例1不同之处在于，卷绕滚筒2中部具有两个环

状缺口，氧化槽4也有两个，两个环状缺口处各设置一个氧化槽4。两个氧化槽4内的阴极板

401分别接氧化电源。两个氧化槽4间的铝导线作为连通两个氧化槽内铝导线的导体，旋入

两个氧化槽电解液中的铝导线则在两个氧化槽内发生微弧氧化/热电化学氧化。在铝导线5
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不断旋进的过程中，铝导线5不断的通过氧化槽4实现全部氧化。

[0026] 与实施例1不同之处还在于，本实施例的两个氧化槽4各配一个电解液循环系统，

也即电解液循环系统是相互独立的。
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图1

图2
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图3
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